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Kapiel do galwanicznego niklowania z polyskiem
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Przedmiotem wynalazku jest kapiel do galwa-
nicznego niklowania z polyskiem o dzialaniu wy-
gladzajgcym.

Znane kapiele do niklowania zawieraja w swo-
im skladzie najcze$ciej siarczan niklawy, chlorek
niklawy lub amonowy i kwas borowy. Kapiele te
pracuja przy bardzo niekorzystnych parametrach
pradowych do 1A/dm? i otrzymuje si¢ z nich po-
wloki matowe. Dla otrzymania powlok btyszcza-
cych wprowadza sie do kapieli $rodki blaskotwor-
cze. Stosuje sie najcze$ciej mieszaniny zlozone z co
najmniej dwéch substacji blaskotwoéreczych beda-
cych przewaznie zwigzkami organicznymi.

W znanych kgpielach galwanicznego do niklo-
wania z polyskiem $§rodki blaskotwoércze stosowa-
ne sg w réznych zestawieniach i proporcjach. Zna-
na jest na przyklad kapiel do niklowania z polys-
kiem bedaca przedmiotem brytyjskiego patentu
nr 1503885, w ktérej zastosowano jako substan-
cje blaskotwoércze imid kwasu O-sulfobenzoesowe-
go, butindiol i cukry proste. :

W opisie patentowym polskim nr 43050 jako
$rodki wyblyszczajace stosuje sie naftalenodwusul-
fonian sodowy, imid kwasu o-sulfobenzoesowego
i kwas 2-hydroksypropanotroéjkarboksylowy. Ka-
piel opisana w polskim opisie patentowym 48728
jako substancje blaskotwoércze zawiera p-tolueno-
sulfonoamid, formylobutindiol i imid kwasu o-sul-
fobenzoesowego. Kapiel za$ wedlug patentu pol-
skiego nr 63271 zawiera imid kwasu ftalowego,'
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aldehyd mréwkowy i imid kwasu o-sulfobenzoeso-
wego. W kapieli podanej w opisie patentowym
RFN nr 1063003 jako $§rodki blaskotwoércze stoso-
wane sg butindiol, kwas naftalenotr6jsulfonowy
oraz mroéwczan niklu.

Zgodnie z wynalazkiem jako §rodki wyblyszcza-
jace kapiel zawiera jednocze$nie 0,1—10 g/l kwa-
su 2-hydroksypropanotr6jkarboksylowego 1, 2, 3,
0,02—12 g/1 imidu kwasu o-sulfobenzoesowego,
0,1—20 g/1 sacharozy oraz cykloheksanodiol
1,4 lub produkty jego hydrolizy w ilo$ci 0,05—
—12 g/ ’ '

Taki sklad kapieli powoduje, iz jest ona bardziej
szybkosprawna, umozliwia stosowanie pradu do
8A/dm2 ponadto posiada lepsza wglebnosé co umo-
zliwia pokrywanie przedmiotéw o ztozonych ksztal-
tach. Przeprowadzone badania wykazaty ze sklad
iloSciowy $rodkéw blaskotwoérczych wediug wyna-
lazku zapewnia uzyskiwanie powlok niklowych
o wysokim polysku. Stosowanie w kapieli §rodkéw
wyblyszczajacych w iloSciach przekraczajacych
podane stezenia powoduje, ze powloki niklowe sta-
ja sie matowe o duzych naprezeniach.

Przyklad kapieli wedlug wynalazku:

siarczan miklawy NiSO,” 7 H,O — 320 g/1
chlorek niklawy NiCl,’ 6 H,O — 45 g/l
kwas borowy H3;BO, — 40 g/l
siarczan sodowy Ha,SO, — 30 g1
kwas - 2-hydroksypropanotréjkarbo-

ksylowy — 10 g1
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imid kwasu o-sulfobenzoesowego — 4g/1
sacharoza — 3,8 g/l

cykloheksanodiol — 1,4 — 1gn
\
Zastrzezenie patentowe

Kag_iel do galwanicznego niklowania z polyskiem
o) dziaigniu wygladzajacym, majaca jako dodatki
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blaskotwoércze kwas. 2-hydroksypropanotréjkarbo-
ksylowy 1, 2, 3, imid kwasu o-sulfobenzoesowego
i sacharoze, znamienna tym, ze zawiera jednoczes-
nie 0,1—10 g/1 kwasu 2-hydroksypropanotréjkarbo-
ksylowego 1, 2, 3, 0,02—12 g/l sacharozy oraz cyklo-
heksanodiol — 1,4 lub produkty jego hydrolizy
w ilosci 0,05—12 g/l.
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